





Principles of Garment Figure Synthesizing PART VIII 
A Syntactic Approach for Discovering the Grammars of 




























政近， K. S. FU が統合した。ととろでDDL85は.
形式言語理論でいう形式文法の第二型，文脈白白文法IC
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表1 Model I IL対する正準微分正規文法 G1 
G1 (V， T， P， U 0 )




S 4 = F$ぢA%E%]
S5=F 労A$ぢN
S6=F第A%( f x ) 
* Set of Terminal Symbole.， 
T= (労， (.)， A， E， F， J， N， e， f， w ， x) 
>Gc; Canonical Definite Language 
キ Setof Nonterminals Sy可1boles
V = (U 0， U 1， U 2， U 3， U 4， U 5， U 6， U 7， U 8， U 9， U 10) 
UO= (F%A96E， F ~ぢ A ， F$彰A%( e w )， F$ぢA$彰 E ~ぢ ]， F%A%N， F 実~M彰( f x ) ) 
U 1= (労A%E，%A， %A% (e w )，第A9杉E$ぢJ，第A9彰N，%A$彰(f x ) ) 
U2ニ {A%E，A， A% ( e w )， A%E$ぢ]， A%N， A% ( f x ) ) 
U 3 = {%E， :rl， % ( e w )， %E96] ， 96N， 96 ( f x ) ) 
U4=(E，(ew)，E必J， N，(fx))
U5= (#，$ぢJ)





本 ProductionRules * 
P; U 0一一→ F. U 1 
U 1ー →%.U 2 
U2一一→ A
U3-$ぢ.U 4 
U2-一一令 A.U 3 
U4一一+(.U6 U4一一→ E
U5一一+%.U 8 
U6一一→ e.U7 U6一一→ f.U 9 
U 7一一→ w UIO 
U8一一+] 
U9 一一一+x. UI0 
UI0 -一→)






4は，四つの脇バネノレラインにデザイン線のあるジャケッ された正準微分正規文法をそれぞれ表 1，表 2，表 3， 
ト全体についてのデザイン記述をサンプル記述とした。 表41L示す。
表2 Model2 Iζ対する正準微分正規文法 G2 
G2 (V， T， p， U 0 ) 
s¥ze of sample pattern= 3 
S 1= B%G%H5ぢ(uv w) 
S 2 = B;;ぢG%H
S 3 = B;iぢG労 I
* Set of Terminal Symbole" 
T= {%， (，)， B， G， H， 1， u v w} 
>Gc: Canonical Definite Language 
* Set of N onterm inals Sym boles 
v= {UO， U1， U2， U3， U4， U5， U6， U7， U8， U9， UIO} 
U 0 = {B%G%H 必 (uV w)， B%G9ぢH， B銘H5ぢ1} 
U 1 = {%G%H% (u V w)， 5ぢG%H，必G5ぢ1J 
U 2 = {G労H%(u vW)， G%H， G5ぢ1J 
U 3 = {%H% (u V w)， %H，必 [} 
U4= (H%(uvw)， H， IJ 





U 10= ( ) ) 
Derivate Production Rules 
本 ProductionRules * 
P : U 0一一一+B. U 1 
U 1 -->96. U2 
U2一一→ G.U 3 
U3一一 +銘.U 4 
U4一一H U4ーー→H.U 5 
U5 ←ー→労. U 6 
U 6 -一一~ (. U 7 
U 7一 u U8 
U8 一一~ V U 9 
U9一一→W UI0 
UIO'一一吋
( 5 ) 
U4一一一歩I 
- 78一 被服学
表3 Model31ζ対する正準微分正規文法 G3 
G3 (V， T， P， U 0 ) 
slze .)f sample pattern = 8 
S 1 = F ~ぢ A % E $ B%G~彰H
S 2 = F~彰A$B%G%H
S 3 = F%A% ( e w ) $ B%G% 1 




S 8 = F ~彰M彰( f x ) $ B ~ぢG% I
本 Setof Termina1 Symbole.; 
= ($， %， (，)， A， B， E， F， G， H， 1、]， N，e，f，u，v，w ，xl 
>Gc : Canonical Definite Language 
事 Setof Nonterminals Symbole<; 
V= IUO， U1， U2， U3， U4， U5， U6， U7， U8， U9， UI0， U1， U12. U13， U14， U15， 
UI6'， U17， U18， U19. U20， U21， U22， U23， U24， U25， U26， U27， U28， U29， U30， U31， U32， 
U33 l 
UO一一ー ・F.U 1 
Ul--->%.U2 
U2一一-+A. U 3 
U3一一一+$. U 5 
U4一一.(. U 8 




U9一一一.$. U 5 
UI0 -ー →ーB.U15 
Ull一一一→G.U16 
U12-一一.w. U17 
U13一一→ ].U 9 
U14一→ x. U18 
U15一一→%.U19 
U16一一→%.U20 






U23一一→ u. U26 
U24- B. U27 
U25一一一今日








U4一一→ E.U 6 
U6一一.%. U 13 
U8一一→ f. U 14 
U 19 ---+ G. U22 
U25~H. U28 
U4一一一歩 N.U 9 
(6 ) 
平日知-被服図形の合成則に!廻する研究(第8報)
表4 Model 4'ζ対する正準微分正規文法 G4 





本 Setof Terminal Symboles 
G4CV， T， P， UO) 
T= {$， 9杉， (，) ， A， E， F， G， J， K， N， p， Q， R， e} 
>Gc: Canonical Definite Language 
本 Setof Nonterminals Symbole弓
- 79 -
v= {UO， Ul， U2， U3， U4， U5， U6， U7， U8， U9， UI0， Ull， U12， U13， U14， U15， 
U16， U17， U18， U19， U20 } 
UO= (F%ESK$R%G， P$Q$R9ぢG，F%A%N5ぢCe4J)$ K$ R%G， F%A%E形 J$ K 
$ R%G} 






U 7 = {労N%Ce4J)$K$R96G，%E9ぢJ$ K $ R9ぢG}
U8= {K$R%G} 
U9=(R%G} 
UI0= (N% Ce4J)$ K$ R%G， E9ぢJ$K$R9百G}
U11= {%G} 
U12= !% Ce4J)$ K$ R必G}







U20= ()$ K $ R%G} 
-ー ・・ー・・6 ・ ...........................・ ・ーー ・・ー ・...・ ・・・・ 6・ ・ ・ーー・ ・
* Production Rules キ
UO一一→F.U I 
UI- 労.U 3 
U2一一ー ・$. U 4 
U3 一一一~ A. U 7 
U4一 一 参 Q.U 6 
U5一一→ $. U 8 
U6←ー →$.U 9 
U7←→必 UIO
U8ー→ K.U 6 
U9一一→ R.UIJ 
UIO一一→ E.UI3 
U 1 -一→%.UI4 
U12 ~%. U15 
UI3 一一~ % . UI6 
U14 -一→G
U15一一→ C. U 17 
U16一一J.U 5 
U17 -一ー → e.U18 
U18一一一→4. U 19 
U19一一J.U20 
U20一一→). U 5 
UO 一一一~ P. U 2 
U3一一歩 E.U 5 
UI0-一ー→ N.U12 
C 7 ) 

















Ul-ー →ダーツ.U 2 
U2一一 ウエス トダー ツ
U2一一→ウエストダーツ.U 3 
U 3 -一一ゅ ターツ.U 4 
U4一一→ (. U 6 
U4一一+肩ダーツ
U 4 -一一・肩ダーツ U5 
U4一一→ネックダーツ
U5一一+ダ、ーツ .U 8 
U6一一'規約デザイン点e.U 7 






して，まず，前身頃を受けとり， U 1ζ進む， U 1では









































































































1 ) Fu， 8.K. 8yntactic Pattern Recogni-
tion and Application. Prentice-I-all C 1982) 
(昭和60年11)]11日受思)
Summary 
In this paper the grammar inference approach for discovering the grammars of dress design descriptions using DDL85 
is illustrated by examples. The structual descriptions of the dress pattern design using DDL85 draw an analogy between 
the structure of dress design descriptions and the syntax of a language. The analogy is attractive primarily because 
of the availability of mathematical linguistics as the theor巴ticalfoundation of the dress design. During the past two 
decades there has been a considerable growth of interest in problems of syntactic pattern recognition. This interest 
has created an increasing need of methods for use in the dress design.τ'he use of DDL85 in modeling dress design 
process and in describing dress pattern manipulations is necessary to form the theoretical framework for Clothing 
Constraction. 
Regular grammars are the easiest grammars to deal with because they hav巴manyw巴l-knowncharacteristics. Because 
of this， the strategy is first 10 construct a canonical derivative regular grammars that will generate exactly the sequence 
of primitive design operations. In this implementation， a small computer was used to calculate the formal derivatives 
of design descriptions‘ 
The grammars inferred by this approach is useful in obtaining an approximation for descriptions of dress styles. 
C 9 ) 
